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Tytut Kod
Cienkie warstwy 10102121310102302687
Kierunek Rok / Semestr
Inzynieria Materiatowa - studia Il stopnia 2/3
Specjalnos¢ Przedmiot
Nanomateriaty obieralny
Godziny Liczba punktow
Wyktady: 1 Cwiczenia: - Laboratoria: 1 Projekty / seminaria: - 2
Jezyk prowadzenia przedmiotu
polski
Prowadzacy:
dr inz. 1zabela Szafraniak-Wiza
Instytut Inzynierii Materiatowej
pl. Marii Sktodowskiej-Curie 5
Poznanh 60-965
e-mail: izabela.szafraniak-wiza@ put.poznan.pl
tel: 61 665-3779
Wydziat:

Wydziat Budowy Maszyn i Zarzgdzania
ul. Piotrowo 3

60-965 Poznan

tel. (061) 665-2361, fax. (061) 665-2363
e-mail: office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiow:
Przedmiot nalezy do grupy przedmiotow specjalnosci nanomateriaty na studiach stacjonarnych i
stopnia.

Zalozenia i cele przedmiotu:
Poznanie metod otrzymywania cienkich warstw oraz badania ich wiasnosci.

Tresci programowe przedmiotu (opis przedmiotu):

Wykorzystanie cienkich warstw w elektronice. Cienkie warstwy epitaksjalne. Modele wzrostu
cienkich warstw. Przyktadowe podtoza do produkcji cienkich warstw. Fizyczne metody
otrzymywania cienkich warstw (ewaporacja, ablacja laserowa, rozpylanie katodowe). Chemiczne
techniki nakfadania cienkich warstw (MOCVD, zol-zel, metoda hydrotermalna). Warstwy
wielokrotne i supersieci. Monokrystaliczne warstwy otrzymywane technologig smart cut
(stosowanej do produkcji SOI). Niekonwencjonalne metody litograficzne. Metody badani
wiasnosci cienkich warstw.

Przedmioty wprowadzajace i wymagane wiadomosci wstepne:
Podstawowe wiadomosci z fizyki, nanotechnologii i krystalografii.

Forma zaje¢ i metody dydaktyczne:
Wykfady, laboratoria.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu —wymagania i system oceniania:
Biezgca kontrola wiedzy z aktualnych zagadnienh laboratoryjnych. Koricowy sprawdzian pisemny.
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